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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов
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1.  Химическое осаждение из паровой фазы (CVD) - процесс нанесения внешнего
покрытия  или  покрытия  с  модификацией  поверхности  подложки,  когда  металл,
сплав,  композиционный  материал,  диэлектрик  или  керамика  осаждается  на
нагретую подложку. Газообразные реагенты разлагаются или соединяются вблизи
подложки или на самой подложке, в результате чего на ней осаждается требуемый
материал в  форме химического элемента,  сплава или соединения.  Энергия для
указанных химических реакций может быть обеспечена теплом подложки, плазмой
тлеющего разряда или лучом лазера

Источник:  Приказ  ФТС  России  от  27.03.2012  №  575  (редакция  от  30.10.2012)  "О
контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, которые могут
быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении
которых осуществляется экспортный контроль"

1. Химическое осаждение паров - это процесс нанесения чисто внешнего покрытия
или покрытия с  модификацией покрываемой поверхности,  когда  металл,  сплав,
композиционный  материал,  диэлектрик  или  керамика  наносятся  на  нагретое
изделие.  Газообразные реактивы разлагаются  или соединяются  на  поверхности
изделия,  в  результате чего на ней образуются желаемые элементы,  сплавы или
компаунды. Энергия для такого разложения или химической реакции может быть
обеспечена за счет нагрева изделия плазменным разрядом или лучом лазера

Источник:  Приказ  ГТК  России  от  24.12.2001  №  1226  (редакция  от  17.01.2012)  "О
внесении изменений в отдельные нормативные и иные правовые акты ГТК России"




